
Матеріал для інтерференційних покриттів, що містить германій, цинку сульфід, який 

відрізняється тим, що додатково містить бору сесквіоксид при наступному співвідношенні 

компонентів, мас. %: 

германій 36,0-48,0 

цинку сульфід 48,0-58,0 

бору сесквіоксид 4,0-6,0. 

 


